
보도자료

보도시점 2026. 5. 18.(월) 12:00 (화요일 조간) 배포 2026. 5. 15.(금)

국내 기술로 제작된 초순수 실증설비, 
민간에 기술이전

 - 반도체 공정에 초순수 국내 기술로 생산·활용… 공급망 자립 기반 강화

  기후에너지환경부(장관 김성환)는 5월 19일 에스케이(SK)실트론 구미사업장(경북 

구미 소재)에서 ‘고순도 공업용수(초순수) 생산 국산화 기술개발 사업’의 성과물인 

초순수 실증설비(플랜트)의 기술이전을 위한 성과 활용 협약식을 개최한다고 밝혔다.

  초순수(Ultra Pure Water)*는 물속의 불순물을 극미량 수준까지 제거한 물로, 

반도체 표면의 오염물질을 씻는 데 필수적으로 사용되는 핵심 공정용수다.   

 * 수중의 이온물질 농도를 1ppt(1조분의 1) 이하, 용존산소 등 기체 농도를 1ppb(10억분의 1) 

이하 수준으로 관리

  이 용수는 국내 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 등 첨단산업 전반에 

필수적인 기반 자원이나, 최고난도의 수처리기술이 요구되어 그간 일본, 미국 

등 해외기업이 생산 기술을 주도해 왔다.

  기후에너지환경부는 이러한 기술 의존도를 낮추고 국내 물산업 경쟁력을 

강화하기 위해 2021년부터 초순수 생산기술 국산화 사업을 추진해 왔다. 

  설계·시공·운영 전 과정에 국내 기술이 적용된 초순수 실증설비는 수요처인 

에스케이실트론 구미사업장에 설치하여 그 성능을 실증했다. 

  유기물 제거(자외선 산화장치), 용존산소 제거(탈기막), 이온제거 및 수질 

고도화(이온교환수지) 등 초순수 제조의 핵심공정에 국내기업이 개발한 주요 

장치 및 소재를 적용하여 장기간 운영 실적을 확보했다.



  이번 기술이전으로 생산된 초순수는 에스케이실트론 구미사업장의 반도체용 

웨이퍼* 생산공정에 공급된다. 이는 국내 설계 기술로 생산된 초순수가 실제 반도체 

제조공정에 공급되는 최초 사례로, 국내기업의 현장 적용 실적 확보와 함께 초순수 

시장 진입 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

  * 반도체 칩과 전자회로를 제작하기 위해 사용하는 얇은 원형의 실리콘 판, 반도체 핵심 

소재로, 극미량 불순물까지 엄격하게 관리되는 초고순도 공업용수가 필수적으로 요구

  또한, 이번 성과를 통해 그간 해외 기술에 의존해 온 초순수 분야의 공급망 

안정성을 강화하고, 국내 물기업의 기술 경쟁력 및 산업 생태계 확대에도 기여할 

것으로 기대된다.

  아울러, 기후에너지환경부는 기후위기로 인한 공업용수 부족에 선제적으로 

대응하고 안정적인 초순수 공급체계를 구축하기 위해 초순수 생산 전 공정의 국산화와 

하수 재이용 기반 초순수 생산을 통한 원수 다변화 기술개발도 추진하고 있다.

  김지영 기후에너지환경부 물이용정책관은 “이번 기술이전은 초순수 기술의 

국산화를 넘어 실제 산업현장 적용으로 이어진 중요한 성과”라며, “반도체 등 

첨단산업의 대규모 투자가 초순수 등 국내 물산업 발전으로 이어질 것”이라고 

밝혔다.

붙임  1. 고순도 공업용수 생산공정 국산화 기술개발사업 개요.

      2. 초순수 개요 및 생산공정.  끝.

담당 부서 기후에너지환경부 책임자 과  장 김 범 직 (044-201-7631)

<총괄> 물산업협력과 담당자 사무관 임 승 순 (044-201-7642)

담당 부서
한국환경산업기술원

책임자 물·토양기술실장 한 대 훈 (02-2284-1360)

담당자 연 구 원 안 용 우 (02-2284-1369)

담당 부서
한국수자원공사

책임자 상하수도연구소장 이 두 진 (042-870-7500)

담당자 선임연구원 안 선 아 (042-870-7559)

http://www.korea.kr


붙임1  고순도 공업용수 생산공정 국산화 기술개발 사업 개요

□ 사업 개요

ㅇ (목 적) 반도체급 고순도 공업용수 생산기술 국산화와 반도체 산업폐수 

재이용 향상 기술개발을 통한 국가 물산업 경쟁력 확보

ㅇ (기간) ’21년 ~ ’25년(5년간)

□ 세부 내용

ㅇ (과제 구성) 실증플랜트 국산화 3개, 성능검증 1개, 폐수 재이용율 향상 

1개 과제 등 총 5개 세부 과제로 구성

세부과제명 기술개발 주요내용 목표

고순도 공업용수용 

자외선 산화장치 개발

(기관) ㈜에코셋, ㈜클루

- (연구내용) 자외선 산화장치 개발

고순도 

공업용수

실증플랜트 

구축

용존산소 제거용 탈기막 

국산화 기술개발

(기관) ㈜세프라텍

- (연구내용) 탈기막 국산화 기술개발

고순도 공업용수 설계 

시공 운영 통합 국산화 

기술개발

(기관) 한국수자원공사, 한성크린텍㈜, ㈜진성이엔씨, 

에스케이에코플랜트

- (연구내용) 실증설비 용량 2,400㎥/일

고순도 공업용수 수질 

및 반도체 폐수 

재이용률 성능 검증

(기관) 한국산업기술시험원

- (연구내용) 고순도 공업용수 국가 검증체계 마련

성능 검증

체계 마련

반도체 폐수를 이용한 

고순도 공업용 원수확보 

기술개발

(기관) 한국건설기술연구원

- (연구내용) 반도체 폐수 재이용 기술, 시험설비(1㎥/일)

반도체 폐수

재이용률

향상



□ 초순수 실증설비 사진

실증설비 전경 이온 제거 및 고도화 공정(이온교환수지)

유기물 제거(자외선 산화장치) 용존산소 제거공정(탈기막)



붙임2  초순수 개요 및 생산공정

□ 초순수(Ultra pure water) 개요

ㅇ (정의) 물 속에 포함된 불순물(전해질, 유기물, 미생물, 생균, 미립자, 부유고형물 등)

들을 극히 낮은 값으로 제거한 이론 순수에 가장 근접한 물

구분 하천수 침전수 저순수
고순도 공업용수

순수 초순수

적용분야  원수
 범용적 
공업용수

 제품가공용수
 음료수 제조

 반도체부품 세정
 주사용 증류수

 카메라 렌즈 세정

 집적회로 제조
 반도체 웨이퍼 세척

전기전도도(㎲/㎝) 1000∼100 1000∼100 100∼10 10∼1 0.1∼0.055

유기물(ppm) 15 이상 1~15 1~5 < 0.1 < 0.01

ㅇ (용도) 반도체, 디스플레이, 태양광 패널 등 정밀산업 분야에 광범위 사용

□ 생산 공정

ㅇ 물속의 유기물, 이온성분, 미생물, 중금속, 용존산소 등 모든 불순물을 제거

하기 위해 20~30여개의 다양한 수처리 공정 조합으로 구성


